Formularz dla kandydatéw kontynuujgcych bez przerwy w nauce studia na WIChiP PW

Do Dziekana Wydzialu Inzynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej

Prosze o przyjecie mnie na stacjonarne studia Il stopnia na Wydziale Inzynierii Chemicznej i
Procesowej na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa.
SPECIAINOSC: ..ottt e e

W przypadku braku mozliwosci przyjecia na powyzsza specjalno$¢ prosze o przyjecie na

specjalnos$¢ (w kolejnosci preferencji): 1..........ocooviiiiiiina... s 2 e
Dane kandydata:

NazwisKO ...ovviieiiiiii IMiona ......o.oviiiii
Seria i nr dowodu 0Sobistego ............ovvvvivienceeniieeneeeee . PESEL Lo
E-Mail: oo tel. Kom. ..o

Informuje, iz ukoﬁczyiem/am*) w biezagcym roku akademickim studia | stopnia na Wydziale
Inzynierii Chemicznej i Procesowej i zamierzam kontynuowa¢ nauke na studiach II stopnia na
tym wydziale.

NralbumuPW...............o

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Politechniki Warszawskiej, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, oraz na umieszczenie moich danych na

listach kandydatow i 0sob zakwalifikowanych.

Warszawa, dNia ......oovviiiiiiiiiieeeee
Podpis kandydata

Decyzja Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna postanowila przyjaé/nie przyja¢’ kandydata na studia Il
stopnia (magisterskie).

Uwagi Wydziatowej Komisji Rekrutacyjne;j:

data Podpis Przewodniczacego WKR

*) Niepotrzebne skresli¢



